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ler. CUATRIMESTRE S A 20. CUATRIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE s
SEMANA SEMANA
MONTAJE PARA ACTORES | I 2 MONTAJE PARA ACTORES 11 [\ 2
ACTORAL | I 2 ACTORAL 11 \V 2
AFINACION Y RESPIRACION | 2 MAQUILLAJE | [ 2
DESARROLLO DE RESONADORES | 2 EXPRESION CORPORAL | 2
STRETCHING | I 2 EXPRESION ESCENICA 2

Nominados a ganar un premio por ser tener los Mejores Planes de Estudio del ARo. Los mas completos e innovadores con
enfoque a las NUEVAS necesidades de la ACTUAL industria del espectaculo.
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